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Na fabricagdo de componentes cerdmicos, o fato de se utilizar um p6 de nartida que
possua as caracteristicas adequadas, nem sempre ird garantir a ubten¢do de um produto com
boas propriedades. Muitos estudos tém confirmado que a variagdo nas propricdades que
determinam a fiabilidade de um produto ceramico para uma determinuda aplicagdo esta
diretamente relacionada com a reprodutibilidade das condigoes de processamento do po até o
produto final. Desta forma, o conhecimento e controle das varidveis de processo sao
imprescindiveis para melhorar a confiabilidade nas caracteristicas finais do material.

Entre os mateniais que se destinam a aplicagdes estruturais, o nitreto de silicio desperta
particular interesse para ser utilizado onde a resisténcia mecénica a fratura, ao desgaste ¢ ao
choque térmico, sejam fundamentais. Entretanto, para que ocorra um aumento efetivo na
demanda tccnoldgica deste matenal, é necessario contornar algumas limitagdes. Entre estas, o
p6 de Si;N4 apresenta uma forte tendéncia a oxidagdo e durante a sua sinterizagdo, necessita da
utilizagdo de aditivos promotores de fase liquida para auxiliar a densificagdo. Nos daltimos anos,
tem sido desenvolvidos com éxito, diversos métodos de sintese visando a obtengdo de pos com
pequeno tamanho de particula, elevada pureza e, principalmente, com baixos teores de
oxigénio. Mesmo apresentando boas caracteristicas, durante o manuseio até a etapa de
sinterizagdo, estes pos estdo sujeitos a formagao espdcies oxidadas em sua superticie (5103,
Si,NxOy), que por sua vez, irdo interterir na formagao da fase liquida durante a sintenzagio.
Depois de sinterizado, esta fase liquida, em geral, permanece como fase secundaria, amorta
¢/ou cristalina, nos contornos de graos, comprometendo as propriedades finais do Si;N4. Em
adi¢o, o nitreto de silicio nfio se funde ¢ sim se  nas temperaturas usuais de sinterizagdo(0.1
MPa de N; a 1900 °C). Esta tendéncia, se contrapde com a nccessidade de se utilizar
temperaturas elevadas de sintcrizagdo uma vez que € um composto com elevado grau de

ligagdes covalentes o qual lhe confere um baixissimo cocficiente de difusdo. Estes dois desafios
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tecnologicos tém sido alvo de varios centros de pesquisa a nivel mundial com materiais
ceramicos. Neste trabalho, sio apresentados os resultados dos estudos realizados com
processamento de nitrcto de silicio utilizando processo convencionais como conformagio
colagem em meio aquoso e sinterizagdo scm pressao. |

Utilizando-se técnic:ﬁ como espectroscopia fotoeletronica de raios-X. microscopia
optica, cletronica de varredura e de transmissdo foi possivel acompanhar os niveis de oxidagdo
na superfici: do po em cada etapa de processamento e estudar o comportamento de sinterizagio
em fungdo Jos lcitos de protegdo utilizados pata de sinterizagdo de nitreto de silicio em
atmosfera de nitrogénio.

Veriticou-se que com o controle efetivo das distintas etapas de processo como
preparasdo das suspensoes, colagem em gesso ¢ sinterizagiio com leito de po ¢ em atmosfera de
N2, foi possivel reduzir a oxidagdo na superficie do nitreto de silicio obtendo-se um material
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com propriedades compativeis com os dados reportados na literatura.



